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Aus Siliciumdisulfid und Silicium(IV)-fluorid wird Tetra- 
fluoro-cyclodisilthian erhalten, welches langsam in die Ausgangs- 
produkte zerf~]l~. 

Silicium(IV)-fluorid reagiert mit Siliciumdioxyd zu Fluorsiloxanen 1, 
haupts~chlich zu F3SiOSiF3. Wie im folgenden gezeigt wird, liefert die 
Umsetzung des Silicium(IV)-fluorids mit Siliciumdisulfid bei 1000 ~ das 
Tetrafluoro-cyclodisilthian F2SiS2SiF2, 
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welches be i - -18  ~ siedet und be i - -80  ~ schmilzt. Der D~mpfdruck (Abb. 1) 
] ~ t  sich zwischcn Schmelz- und Siedepunkt durch die Glcichung 

log p = 9,224 - -  1,616.103. 1 / T  

wiedergeben, wor&us sich die Verd~mpfungsw~rme zu 7,4 kc~l/Mol ergibt. 
Die Verbindung zerf~llt langsam in die Ausgangsprodukte, wie auch 

yore analogen Tetrachloro-cyclodisilthian2,~, ~ bekannt ist. Dement- 
sprechend enth~lt das Gas stets geringe Mengen SiF4. 
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Experimenteller Teil 
Siliciumdisulfid wurde nach Tiede a n d  T h i m a n n  5 aus Aluminiumsu]fid 

und Silieiumdioxyd im Sili~s~abofen gewonnen. Silicium(IV)-fluorid wnarde 
aus l~ra2SiF6 und t t 2 S O 4  herges~ellt und entsprechend gereitlig6% 

Die Umsetzungen erfolgten in einer Kreislaufapparatur, in der SiF4 fiber 
in einem Quarzrohr auf 1000 ~ erhitztes SiS2 geleitet wurde. In  den Kfihl- 
fallen sammelt sich F2SiS2SiF2 und SIS2; letzteres en~stand offenbar dureh 
teilweisen Zerfall des l~eaktionsproduktes. Dieses wurde dutch fraktionierte 
Kondensation, vor allem yon SiF4, gereinigt und Molgewieht sowie Dampf- 
druckkurve bestimmt (MG gefunden: 191,6, 192,7, 192,4; bet. ffir F4S.~Si2: 
196,2). Innerhalb yon 14 Tagen sank des Molgewicht auf 183, entspreehend 
einem Gehalt yon 14,3% SiF4. 

Zur Analyse wurde mit NaOI-I zersetz6, S naeh Oxyda~ion mit Brom in 
alkaliseher L6sung als Sulfat bestimmt und F als CaF2 ausgefi~llt,. Im Filtrat 
wurde SiO2 abgesehieden, vergRiht and als SiFa e,bgeraueht. 
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Abb. 1. Dampfdruekkurve  des Tetrafluoro-eyelodisilthians 

Tabellel .  A n a l y t i s e h e  E r g e b n i s s e  

Geftmden Be~echneg ffir Berochnot for  95,6% 
F~S..Si~ F4S~Si~ + 4,4% SiF~ 

~ S 29,9, 29,4 32,7 31,2 
~ Si 27,4, 25,8 28,6 28,5 
~o F 41,2, 42,2 38,7 40,2 
~[olgew. 
(Mittelw.) 19.2,2 196,2 192,2 

Fiir die Un~ersgfitzung der Un~ersuchung danken wit den 0ster-  
reiehischen Sticks~offwerken A. G., Linz-Donau.  
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